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摘要(译)

本发明公开了一种液晶显示装置及其彩膜基板的制造方法。液晶显示装
置包括阵列基板、彩膜基板以及设置在所述阵列基板与所述彩膜基板之
间的液晶层，所述彩膜基板包括：基板；彩色像素图形，以矩阵形式设
置于所述基板上；黑矩阵图形，包括横向结构和纵向结构，所述黑矩阵
图形支撑于所述阵列基板与所述彩膜基板之间并与所述阵列基板部分接
触，用于遮光和维持所述阵列基板与所述彩膜基板之间的液晶盒厚。相
比于现有技术中的柱状隔垫物，本发明中彩膜基板的黑矩阵图形增加了
支撑面积，使液晶盒厚的稳定性得到了很大程度的提高，从而有效改善
TOUCH MURA不良，并有效防止了从不同视角观察所带来的漏光不良和
对比度降低现象。
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